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摘要(译)

本发明提供了一种显示装置、阵列基板及其制作方法，阵列基板包括沿
第一方向依次排列的至少两个区域；每个区域包括多个像素，每个像素
包括至少三种子像素微腔，子像素微腔包括第一电极、第一膜层、第二
膜层、有机发光层、第三膜层、第四膜层和第二电极；其中，不同区域
内同一种子像素微腔的第一膜层在垂直于阵列基板方向上的厚度不同；
和/或，不同区域内同一种子像素微腔的第二膜层在垂直于阵列基板方向
上的厚度不同；和/或，不同区域内同一种子像素微腔的第二膜层的离子
掺杂浓度不同，从而可以提高阵列基板上子像素微腔发光效率的均一
性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/38429cd2-39a4-4128-b3e1-99d4671f63f6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058884664/publication/CN106783915A?q=CN106783915A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106783915A

